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Linhas de atuacao/metas:

1) Tratamento duplex:
- caracterizacdo de nanoprecipitados e interfaces.
- tratamentos duplex a base de carbono nanoestruturado.

2) Revestimentos com hidrofobicidade controlada:
- revestimentos ns-C e a-CF.
- revestimentos hidro e oleofdbicos.

3) diamante ultrananocristalino:
- producao e caracterizacao de filmes de UNCD.
- revestimentos a base de UNCD.



Multicamadas nanoestruturadas
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Filmes a base de carbono
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Filmes de diamante ultrananocristalino
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Filmes superelasticos nanoestruturados
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Revestimentos hidrofdbicos
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Origens da rede:

- colaboracdo PUC-Rio - UFRGS (1987)
UFRGS - UNICAMP (1988)
PUC-Rio - UNICAMP (1993)
PUC-Rio - INPE (2002)

- proposta de rede CNPq ? Rede Nacional de Materiais Nanoestruturados
do CNPq (2001)

Critério: colaboracéao cientifica anterior nas linhas de atuacao propostas e
procurar colaboracédo com empresas comprometidas com inovacao.



Rjo de Janeiro

) Joinville
Caxias do Sul









% Embraco’

Lubrificantes solidos: eliminar 6leo
dos compressores




PUC-RIO: Departamento de Fisica
Departamento de Ciéncia dos Materiais e Metalurgia

UFF: Instituto de Fisica

UNICAMP: Departamento de Fisica Aplicada

USP-Sao Paulo: Departamento de Fisica dos Materiais e Mecanica
USP-S&o Carlos: Instituto de Fisica

INPE: Laboratdrio de Materiais Avancados e Sensores

UFRGS: Instituto de Fisica
Instituto de Quimica

UDESC: Departamento de Fisica de Joinville

UCS: Departamento de Fisica e Quimica
Departamento de Engenharia Mecanica

EMBRACO — Colaboradora
CLOROVALE, TechnoHard e Plasma LIITS — Participantes



Equipe: - 25 doutores com posicao permanente, sendo 17 bolsistas CNPq
de produtividade em pesquisa (2 — 1A, 2—-1B,5—-1IC, 3—- 1D e 5 nivel 2).

- 8 bolsistas de po6s-doutoramento (FAPERJ, FAPESP, CNPq,
CNPg—Posdoc empresa).

- 25 doutorandos.
- 5 mestrandos.

- 6 Bolsistas de IC.



Coordenador: Prof. Fernando Lazaro Freire Jr. (PUC-RI0)

Vice-Coordenador: Prof. Rodrigo Prioli (PUC-RI0)

Coordenador de Inovacao: Dr. Vladimir Trava-Airoldi (Clorovale)

Comité Cientifico: Prof. Israel J. R. Baumvol (UFRGS)

Prof. Fernando Alvarez (UNICAMP)
Prof. Evaldo Corat (INPE)

Dr. Roberto Binder (EMBRACO)



Infraestrutura

-  AFM (PUC-Ri0), STM (PUC-Ri0), Raman (INPE e USP-SC), XPS
(PUC-Rio, UFRGS, UNICAMP), SEM (INPE), TEM (PUC-RIi0),
Acelerador de ions (PUC-Rio e UFRGS), implantador (UFRGS),
sistemas de deposicao (UFRGS, INPE, PUC-Rio, UNICAMP,
UFF), implantacao por plasma (UNICAMP, UFRGYS).

Investimentos que estao sendo feitos:

. nanoindentador (PUC-Ri0)

. complementacao do tribometro CTER do INPE.

. sistema de deposicao por sputtering e ion-plating da UCS.
. sistema de deposicao por laser ablation da UNICAMP.

. sistema de deposicao PECVD da UDESC.



